
受賞日 2025年 9月 13日  

賞の名前 ICOI（International Congress of Implantologists） World 

Congress 2025   Poster Award 受賞 

受賞者名 秋 山 仁 志 

研究題目  
Development of the open magnetic circuit type magnetic 

attachment and magnetic shielding system for dental implants 

 
歯科インプラントに応用する開磁路型磁性アタッチメント・磁気シー
ルドシステムの開発 
 

受賞概要  

開催日：2025年 9月 11日～13日 

開催地：Australia Sydney / Sheraton Grand Sydney Hyde Park 

学会名：ICOI（International Congress of Implantologists）

World Congress 

国際口腔インプラント学会世界会議 

受  賞：ICOI Poster Award 2025 

(優秀ポスター発表者 3名の中のひとりに選出されました。) 
 

受賞理由 歯科インプラント学分野において、ICOI 審査員により、発表内

容や研究デザイン（学術的価値、科学的根拠、独創性、新規

性、臨床的応用の可能性）が国際的に高く評価されたことから

受賞いたしました。 

受賞風景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


